


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

24 E 25 DE JULHO/2017 
Introdução à impressão 3D 
FDM  

Minicurso 

O objetivo do minicurso é apresentar os conceitos básicos que envolvem o 
processo de impressão 3D do tipo FDM. Assim, serão abordadas todas as 
etapas do processo, desde o modelo até a peça final. No primeiro dia, será 
descrito o histórico do processo, as mecânicas envolvidas e a entrada da 
tecnologia no mundo open-source. Além disso, será feito uma 
demonstração prática da utilização dos softwares gratuitos na impressão 
de uma peça simples. No segundo dia, serão discutidos os materiais 
disponíveis, as limitações e os problemas mais comuns do processo. Por 
fim, será apresentado um estudo de caso sobre o projeto de uma peça 
complexa, apresentando soluções práticas para o contorno de algumas 
limitações do processo 

 

 

  

André Almeida Dias 

 

Engenheiro Mecânico formado 

pelo CEFET-MG, homenageado 

pelo primeiro lugar por 

aproveitamento no curso. 

Trabalhou no estudo sobre a 

aplicabilidade do Ruído 

Magnético de Barkhausen para 

medição de durezas de aços 

beneficiados. Foi membro da 

equipe de competição CEFAST 

Baja SAE do CEFET-MG. 

Trabalhou como estagiário no 

projeto de Reciclagem 

Automotiva do CEFET-MG. 

Atualmente é aluno do Mestrado 

em Engenharia de Energia do 

CEFET-MG, com pesquisa na 

área de secagem de grãos. 

 

Currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6023291702

361473 
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24 E 25 DE JULHO/2017 
Introdução à nanotecnologia 
e suas aplicações 

Minicurso 

 

A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar com potenciais de 

aplicações em quase todos os ramos da ciência e das tecnologias atuais. 

Ela está relacionada com os “designs”, as caracterizações, as produções e 

aplicações de estruturas, dispositivos e sistemas que controlam formas e 

tamanhos na escala nanométrica. Na acepção moderna desta palavra, 

nano é um termo técnico usado em qualquer unidade de medida, 

significando um bilionésimo dessa unidade, por exemplo, um nanômetro 

equivale a um bilionésimo de um metro (1nm= 1/1.000.000.000 m= 10-9 

m). A palavra tecnologia tem um significado comum, que pode ser 

geralmente descrita como a aplicação do método científico com objetivos 

práticos e comerciais. A nanotecnologia é claramente uma área de 

desenvolvimento muito amplo e interdisciplinar uma vez que baseia- se 

nos mais diversificados tipos materiais (metais, cerâmicos, polímeros, 

semicondutores, compósitos e biomateriais), estruturados em escala 

nanométrica. 

O minicurso tem como objetivo apresentar um conteúdo introdutório do 

ramo da nanotecnologia, abordar algumas técnicas de caracterização dos 

nanomateriais e as suas possíveis aplicações. 

 

 

 

 

  

Carlos Martins 

Viana 

 

Possui graduação em 

Engenharia Química, Mestre em 

Engenharia Metalúrgica, de 

Minas e de Materiais pela 

UFMG. Trabalha com técnicas 

de caracterização na empresa 

CTNANO. Experiência 

laboratorial aplicada à pesquisa 

na área de nanotecnologia, bem 

como caracterização de 

materiais. 

 

 

Currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9952085304

860311  
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24 E 25 DE JULHO/2017 
Seleção de materiais no 
ambiente de manufatura 

Minicurso 

O minicurso abordará conceitos de seleção de materiais e 
processos que devem ser considerados pelo engenheiro na 
rotina da produção e beneficiamento de produtos. Serão 
revistos conteúdos e estudos de caso envolvendo o método de 
Ashby. O foco será na discussão dos critérios industriais de 
seleção como segurança, qualidade, produtividade e custos, 
bem como suas fontes de informação para análise e 
ferramentas para tomada de decisão. 

 

 

 

 

Bráulio Salumão de 

Oliveira 

 

Engenheiro de Materiais – 

UFSCar; Especialista em gestão 

da produção – UNESP; Mestre 

em Ciência e Engenharia de 

Materiais – UFSCar. Atualmente: 

Doutorado em Ciência e 

Engenharia de Materiais pela 

UFSCar e pesquisador do 

Núcleo de Informação 

Tecnológica em Materiais 

NIT/Materiais. 

 

Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7516742718

250333 
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24 E 25 DE JULHO/2017 
Semicondutores aplicados à 
fotocatálise com aplicação 
ambiental 

Minicurso 

Os semicondutores são materiais de grande interesse tecnológico e 
suas propriedades peculiares advêm das estruturas cristalina e 
eletrônica. Os semicondutores estão em nosso dia a dia há décadas 
através de dispositivos eletrônicos, no entanto, não estão restritos a 
estas aplicações, sendo encontrados em diversas áreas, tais como 
produção de energia, biomarcadores em análise diagnóstica de 
imagens e catálises de reações químicas. Na fotocatálise os 
semicondutores são responsáveis para transformar a energia 
luminosa em energia química. Na área ambiental, os 
fotocatalisadores estão sendo estudados para degradação de 
poluentes tanto em sistemas hídricos quanto atmosféricos. O 
conhecimento dos mecanismos tanto eletrônicos quanto físico-
químicos envolvidos no processo de fotocatálise é essencial para 
aprimoramento dos materiais semicondutores utilizados para esse 
fim. O minicurso abordará os aspectos básicos da estrutura cristalina 
e eletrônica dos semicondutores, o mecanismo do processo 
fotocatalítico e a relação das propriedades dos materiais e a 
eficiência como fotocatalisador. 

 

 

 

 Guilherme Oliveira 

Siqueira 

 

Possui bacharelado em química, 

mestrado e doutorado em 

química pela UFMG na área de 

concentração Físico-Química. 

Tem experiência em pesquisa 

em materiais inorgânicos 

cristalinos, semicondutores, 

nanoparticulados e processos de 

síntese hidrotermal, 

decomposição térmica e sol-gel. 

Experiências em técnicas de 

caracterização com difração de 

raios-X, análises do difratograma 

por refinamento de Rietveld e 

método de ajuste Whole Powder 

Pattern Modelling, MEV e de 

transmissão, análises térmicas 

TG e DSC e testes catalíticos e 

fotocatalíticos. 

 

Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5467014371

932095 
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